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P-14082
Reivindicaciones Modificadas — RTA AO 15412
6 de diciembre de 2017

REIVINDICACIONES

1. Un método para manufacturar un compuesto representado por la Férmula
[11] o una sal del mismo, caracterizado porque comprende: (1) una etapa de
hacer reaccionar un compuesto representado por la férmula [1] o una sal del

mismo
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(en la formula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo

[1]

protector amino; R? representa un grupo protector carboxilo; L' representa un

grupo representado por la Formula [2a]

I
H}IT‘“JN Jq‘ [ llaﬁajr’ [2a]

(en la férmula, R32, R#, R%, y R6a son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
Ci.6; p' representa un niumero entero de 1 hasta 3; q' representa un niimero
entero de 0 hasta 3; y r! representa un nimero entero de 1 hasta 6); y L?

representa un grupo representado por la Férmula [2b]
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(en la férmula, R3¢, R#, RS y R6® son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1.6; p? representa un numero entero de 1 hasta 3, g? representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r? representa un niumero entero de 1 hasta 6)) con un

compuesto representado por la Formula [3] o una sal del mismo
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(en la formula, L3 representa un grupo representado por la Férmula

R3c R5C
| |
R Jp® 1q° [R®[P [2¢]

(en la formula, R3¢, R*, RS, y R8¢ son los mismos como o

[2c]

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1.6; p3 representa un niumero entero de 1 hasta 3; g3 representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’

representa cualquiera de los grupos representados por las Formulas [4] a [9]
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(en las férmulas, * representa una posicion de unién; y los R? son
los mismos como o diferentes de entre si y representan un grupo protector
carboxilo); y m representa un numero entero de 1 hasta 3)) para asi obtener un

compuesto representado por la Formula [10] o una sal del mismo;
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(enla férmula, R, R?, L1, L2, L3, A', y m tienen la misma definicion
como R', R?, L', L2, L3, A', y m descrito anteriormente); y (2) una etapa de

desproteccion del compuesto representado por la Férmula [10] o una sal del

m I
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mismo,

[11]
~804H | 1

(en la formula, A? representa cualquiera de los grupos

representados por las Formulas [12] a [17]
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(en las férmulas, * representa una posicioén de unién); y L, L2, L3,y
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m tienen la misma definiciéon como L', L2, L3 y m descrito anteriormente).

2. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 1,
caracterizado porque R? es un grupo alquilo C4¢ el cual puede ser sustituido

0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

3. El método de manufacturacion de conformidad con reivindicacion 1 o 2,

caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula [18c]

_ Ffsc]

C
I

i RﬁcJ r [18c]

(en la féormula, R>¢ y R® pueden ser el mismo o diferente de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cy; y 13 representa

un numero entero de 1 hasta 6).

4. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque L' es un grupo representado por

1]

|. IiQBQJ r' [18a]

la Férmula [18a]

(en la férmula, R%2 y R62 son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1; y r! representa

un numero entero de 1 hasta 6).

5. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque L2 es un grupo representado por
la Férmula [18b]

1]

LgﬁbJ r* [18b]

(en la férmula, R% y R8> son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C; y r? representa

un numero entero de 1 hasta 6).



6. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque R' es un atomo de hidrégeno,
un grupo alcoxicarbonilo Ci¢ el cual puede ser sustituido, un grupo
arilsulfonilo el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el

5 cual puede ser sustituido.

7. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo C4¢ el
cual puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

10

8. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la etapa de desproteccion es

una etapa de desproteccién usando un acido.

15 9. Un método para manufacturar un complejo de metal, caracterizado porque
comprende: una etapa de hacer reaccionar el compuesto representado por la
Férmula [11] o una sal del mismo obtenida por el método de manufacturacion
de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 con un ion de
metal.
20
10. Un compuesto, caracterizado porque es representado por la Férmula [19] o

una sal del mismo

CO,R®
k"“|~|{ N S H/Y 2
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(en la formula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo
25  protector amino; R8 representa un grupo alquilo Co¢ el cual puede ser sustituido
o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido; R® representa un atomo de
hidrogeno, un grupo protector amino, o un grupo representado por la Formula

[20]

S0,

A
R 27 [20]



(en la férmula, * representa una posicion de unién; R'° representa

un grupo hidroxilo o un grupo representado por la Féormula [21]

‘x /’
SOH | m [21]

(en la férmula, * representa una posicion de union, L3 representa

5 un grupo representado por la Formula [2c]

T LT
Hé%Jﬁ Jq”H&JF [2c]

(en la formula, R3¢, R*c, RS, y R® son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1.6; p3 representa un niumero entero de 1 hasta 3; g3 representa un nimero
10 entero de 0 hasta 3; y r® representa un numero entero de 1 hasta 6); A’

representa cualquiera de los grupos representados por las Formulas [4] a [9]
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(en las formulas, representa una posicion de union; y R’

representa un grupo protector carboxilo); y m representa un nimero entero de 1

15 hasta 3); L? representa un grupo representado por la Férmula [2b]
1515
o 1]
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(en la férmula, R3®, R*, R5, y R6 son los mismos como o
diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1.6; p? representa un niumero entero de 1 hasta 3; g2 representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r? representa un numero entero de 1 hasta 6); y L'

representa un grupo representado por la Férmula [2a]

R3a

R43 1 R‘B& [ 23]

(en la férmula, R32, R#, R®%, y R6a son los mismos como o
diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C16; p' representa un niumero entero de 1 hasta 3; q' representa un nimero

entero de 0 hasta 3; y r! representa un numero entero de 1 hasta 6)).

11.El compuesto de conformidad con reivindicacion 10 o una sal del mismo,

caracterizado porque R® es un grupo alquilo C,¢ el cual puede ser sustituido.

12.El compuesto de conformidad con reivindicacion 10 o 11 o una sal del

mismo, caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula

[18¢c]
RSC
|
R6cJrP  [18c]

(en la férmula, R5¢ y R8¢ son los mismos como o diferentes de entre

si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1; y 3 representa

un numero entero de 1 hasta 6).

13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12
o una sal del mismo, caracterizado porque L' es un grupo representado por

la Férmula [18a]

7]
]. F;I{eaJ r' [18a]

(en la formula, R% y R8a son los mismos como o diferentes de entre

si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cig; y r' representa

un numero entero de 1 hasta 6).
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14.El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13
o una sal del mismo, caracterizado porque L2 representa un grupo

representado por la Formula [18b]

b

l IIQE"J ' [18b]

(en la férmula, R% y R8> son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C; y r? representa

un numero entero de 1 hasta 6).

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14
o una sal del mismo, caracterizado porque R' es un atomo de hidrogeno, un
grupo alcoxicarbonilo C4¢ el cual puede ser sustituido, un grupo arilsulfonilo
el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el cual puede

ser sustituido.

16. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15
o una sal del mismo, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo C4¢ el cual

puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

17.Un compuesto representado por la Formula [3] o una sal del mismo

H (o}
N AL
Al ﬁ NH,
[3]

SOsH | m

(en la formula, L3 representa un grupo representado por la Férmula
[2¢]

RSC R5c
1]
ot
R*% p® |g® L R®|P [2¢]

(en la férmula, R3¢, R*c, R5c, y R8 son los mismos como o
diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
Ci; p° representa un numero entero de 1 hasta 3; g3 representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r® representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’

representa cualquiera de los grupos representados por las Formulas [4] a [9]
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(en las formulas, representa una posicion de unién; y R’
representa un grupo protector carboxilo); y m representa un nimero entero de 1

hasta 3).

18.El compuesto de conformidad con reivindicacién 17 o una sal del mismo,
caracterizado porque R’ es un grupo alquilo C4.¢ el cual puede ser sustituido

0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

10  19.Un compuesto representado por la férmula [11] o una sal del mismo

0
H | |
,/N\\/“\N/L:L.N/J'\ 2,0
H

4 L [11]

SO4H |

(en la férmula,

L1 representa un grupo representado por la Férmula [2a]
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(en la férmula, R3a, R4a, R5a, y R6a son los mismos que o
diferentes uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
de 1 a 6 atomos de carbono; p1 representa un numero entero de 1 a 3; g1
representa un numero entero de 0 a 3; y r1 representa un numero entero de 1 a
6);y

L2 representa un grupo representado por la Férmula [2b]
- ng_b - r RSb
CT 07T
L LR®p* J&? | R®[?  [2p]

(en la férmula, R3b, R4b, R5b, y R6b son los mismos que o
diferentes uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
de 1 a 6 atomos de carbono; p2 representa un numero entero de 1 a 3; g2
representa un numero entero de 0 a 3; y r2 representa un numero entero de 1 a
6),y

L3 representa un grupo representado por la Férmula [2c]

3¢ " R%
T 1T
T C—0T—¢
L LR%p® @ REP (20

(en la férmula, R3c, R4c, R5¢c, y R6c son los mismos que o
diferentes uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
de 1 a 6 atomos de carbono; p3 representa un numero entero de 1 a 3; g3
representa un numero entero de 0 a 3; y r3 representa un numero entero de 1 a
6);y

A2 representa cualquiera de los grupos representados por la
Formula [12] a [17]

10
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(en las férmulas, * representa una posicion de enlace);

m representa un numero entero de 1 a 3)).

5 20.El compuesto de conformidad con la reivindicacion 19 o una sal del mismo,
caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula [18c]

R
|

—_— -

|
LR/ [18c)

(en la formula, R5c y R6¢ pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo de 1 a 6

10 atomos de carbono; y r3 representa un niumero entero de 1 a 6).

21.El compuesto de conformidad con la reivindicacion 19 o 20, o una sal del
mismo, caracterizado porque L1 es un grupo representado por la Férmula
[18a]

[Rfm
Hisl

[R&'Jr’ [18a]
15

(en la formula, R5a y R6a pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo de 1 a 6

atomos de carbono; y r1 representa un numero entero de 1 a 6).

11
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22.El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21
o0 una sal del mismo, caracterizado porque L2 representa un grupo
representado por la Formula [18b].

TR
!

—

|
_R.r? [18b]
(en la formula, R5b y R6b pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrogeno o un grupo alquilo de 1 a 6

atomos de carbono; y r2 representa un numero entero de 1 a 6).

23.Un compuesto representado por la Formula [38] o una sal del mismo.

oo L X
" o~ o
0O - HN“Soz
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OHQ \) ? H 0 |
N N\/LH N\_/\.ﬁ)]\/\/o

0

At
%’OH [38]

o)

24 El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 23,
caracterizado porque es obtenido mediante el método de conformidad con

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

25.El complejo del compuesto de conformidad con la reivindicacion 19 a 24, o la

sal con un metal.

26.El complejo de conformidad con la reivindicacion 25, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo citotdxico.

27.Una composicion farmaceéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con la reivindicacion 26.

28.La composicion farmacéutica de conformidad con la reivindicacién 27,
caracterizada porque la composicion farmacéutica es un agente para el

tratamiento de un trastorno que involucra una integrina.
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29.El complejo de conformidad con la reivindicacion 25, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo no citotéxico.

30.Una composicion farmacéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con la reivindicacion 29.
31.La composicion farmacéutica de conformidad con la reivindicacién 30,
caracterizada porque la composicion farmacéutica es un agente para el

diagnostico de un trastorno que involucra una integrina.

32.La composicion farmacéutica de conformidad con la reivindicacién 28 o 31,

caracterizada porque el trastorno que involucra una integrina es un tumor.

13
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P-14082

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. NC2017/0010806
Solicitud de patente a nombre de FUJIFILM CORPORATION

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad
FUJIFILM CORPORATION, domiciliada en Tokio, Japén, solicitante de la patente
de la referencia, en respuesta al oficio No. 15412 notificado electrénicamente el 31 de
octubre de 2017, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud,
atentamente me permito informar que, con fundamento en la facultad que confiere el
articulo 34 de la Decision 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en

cualquier momento del tramite, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Pago de Tasas Patente de Invencién

Teniendo en cuenta que el nuevo capitulo reivindicatorio contiene mas de diez (10)
reivindicaciones, atentamente nos permitimos informar que se adjunta al presente
memorial comprobante de pago por las reivindicaciones adicionales, tal como se detalla

mas adelante.

2. Reivindicaciones

En relaciéon con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
treinta y dos (32) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado junto

con la solicitud. Especificamente, se efectuaron las siguientes modificaciones:

2.1 Seincluyeron las nuevas reivindicaciones 19 a 32.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto

técnico.

ESPANA - PORTUGAL - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - COLOMBIA - MEXICO - PERU - URUGUAY - VENEZUELA



En relacién con el nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
reivindicatorio contiene veintidos (22) reivindicaciones adicionales a las cubiertas por la
tasa de solicitud de patente de invencién, y en esencia es el mismo objeto, pero definido

con mayor claridad.

3. Claridad del Capitulo Reivindicatorio

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las
modificaciones realizadas en el capitulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad
de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y
concision a la invenciéon descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el

examinador en su concepto técnico.

3.1 Como primera medida, se informa que se incluyen las nuevas reivindicaciones

19 a 32.

3.2 Su Despacho ha indicado que “/z reivindicacion 1 no es clara, ya que se relaciona con un
método de sintesis, pero no se especifican las condiciones del mismo, tales como temperatura,
reactivos, tiempos, ete. De igual forma, son mnchos los posibles compuestos que resultan de los
significados para las formulas [1] y [3], lo que hace que no se entienda claramente el alcance
de la materia reclamada. Se recomienda al solicitante restringir su materia a una extension
ragonable de aquéllos compuestos realmente probados en la descripeion”, ante lo cual mi
mandante expresa su completo desacuerdo y manifiesta que restringir la materia
sin una clara indicacion del estado de la técnica que sera citada por la Oficina de
Patentes y, sin realizar un examen de patentabilidad en este momento, estaria

limitando innecesariamente el derecho a la proteccion de la presente invencion.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 32 se

ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decisién 486/00.

www.clarkemodet.com
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Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el
oficio No. 15412 notificado electronicamente el 31 de octubre de 2017, solicito
atentamente sea tenida en cuenta la informacién aqui presentada y continuar con el

tramite de la presente solicitud.

Sefior Director,

CAROLINA DAZ ALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPANA - PORTUGAL - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - COLOMBIA - MEXICO - PERU - URUGUAY - VENEZUELA



ANEXOS

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por treinta y dos (32)

reivindicaciones.

- Comprobante de pago de tasa correspondiente a veintidds (22) reivindicaciones

adicionales.

www.clarkemodet.com
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P-14082
Reivindicaciones Modificadas — RTA AO 15412
6 de diciembre de 2017

REIVINDICACIONES

1. Un método para manufacturar un compuesto representado por la Férmula
[11] o una sal del mismo, caracterizado porque comprende: (1) una etapa de
hacer reaccionar un compuesto representado por la férmula [1] o una sal del

mismo

(en la féormula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo
protector amino; R? representa un grupo protector carboxilo; L' representa un
grupo representado por la Férmula [2a]

T T
R4a p1 q 1 Rﬁa

(en la férmula, R3%, R* R®%, y Rf son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrogeno o un grupo alquilo
C16; p' representa un nimero entero de 1 hasta 3; q' representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r' representa un nimero entero de 1 hasta 6); y L?
representa un grupo representado por la Férmula [2b]

151 L[5

[ [Ié‘“’Jpz qu { EB“JF [2b]

(en la férmula, R, R* R y R6 son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1-6; p? representa un nimero entero de 1 hasta 3, g2 representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r? representa un nimero entero de 1 hasta 6)) con un

compuesto representado por la Formula [3] o una sal del mismo



H O
LE'I

Al ﬁ/ \NHz
SOH | m [3]

(en la férmula, L2 representa un grupo representado por la Férmula

[2c]
RSC R-':'!:
l I
R®Jp® J@ [R®[FP [2c]
5 (en la férmula, R3¢, R*, R®%, y R® son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1-6; p® representa un nimero entero de 1 hasta 3; g° representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r® representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’
representa cualquiera de los grupos representados por las Férmulas [4] a [9]

* R7O_/° 0 0

e

Y
N ) -
R? o o
N"“"N\'io R70 ‘("" N Aor?
[4]

oRY

&y 2S¢
o
rio~oN N M o rio NN A orr
s (6] (71
T T
R710-¢0 R70-° N o
i LA Y :
~y NN HLOR
g \O\-):N I\Ij ! N
s ey
i e
i8] [l

10 =

(en las formulas, * representa una posicion de unién; y los R’ son

los mismos como o diferentes de entre si y representan un grupo protector

carboxilo); y m representa un numero entero de 1 hasta 3)) para asi obtener un
compuesto representado por la Formula [10] o una sal del mismo;



y P ,)L\H/\]/GDZRZ
R1
HN\SDE

A“f/ ﬁ\ - H' [10]

SOH | m

(en la formula, R, R2, L', L2, L3, A", y m tienen la misma definicion
como R', R?, L' L2 L3 A', y m descrito anteriormente); y (2) una etapa de
desproteccion del compuesto representado por la Férmula [10] o una sal del

(A

5  mismo,

’J\ CO-H
U A(

L*’ [11]
“SOaH |

(en la férmula, A? representa cualquiera de los grupos
representados por las Férmulas [12] a [17]

) \,« HD{) » MOH

K JOH 0<\N'/>0

N o
o;; \'&O HUAVNUNVJLOH

[1e) | [17]

10 (en las formulas, * representa una posicién de unién); y L', L2, L3,y
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m tienen la misma definicién como L', L2, L®' y m descrito anteriormente).

2. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 1,
caracterizado porque R? es un grupo alquilo C1- el cual puede ser sustituido
0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

3. El método de manufacturacion de conformidad con reivindicacion 1 o 2,

caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula [18c]
|' RS::
]
7
[ R'BCJ i [18c]

(en la férmula, R y R8¢ pueden ser el mismo o diferente de entre

si y representan un dtomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r3 representa

un numero entero de 1 hasta 6).

4. El método de manufacturacibn de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque L' es un grupo representado por
la Férmula [183]

7]

HEEJ ' [18a]

(en la férmula, R%@ y R®2 son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1; y r' representa

un numero entero de 1 hasta 6).

5. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque L? es un grupo representado por
la Férmula [18Db]

1]

LgﬁbJ ¥ [18b]

(en la férmula, R% y R® son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un dtomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r? representa

un numero entero de 1 hasta 6).



6. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque R' es un d&tomo de hidrégeno,
un grupo alcoxicarbonilo Cis el cual puede ser sustituido, un grupo
arilsulfonilo el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el

5 cual puede ser sustituido.

7. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo Ci el
cual puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

10

8. El método de manufacturaciéon de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la etapa de desproteccidon es
una etapa de desproteccion usando un acido.

15 9. Un método para manufacturar un complejo de metal, caracterizado porque
comprende: una etapa de hacer reaccionar el compuesto representado por la
Formula [11] o una sal del mismo obtenida por el método de manufacturacion
de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 con un ion de
metal.
20
10. Un compuesto, caracterizado porque es representado por la Férmula [19] o

una sal del mismo

= o

: L )L CO,R®
“\rlq N U H/Y 2

R! HN
~SR? O [19)

(en la féormula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo
25  protector amino; R8 representa un grupo alquilo C2s el cual puede ser sustituido
0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido; R® representa un atomo de
hidrégeno, un grupo protector amino, o un grupo representado por la Férmula

[20]

SO,

o]

J_ o
R0 12”7 [20]



(en la férmula, * representa una posicién de unién; R'° representa

un grupo hidroxilo o un grupo representado por la Férmula [21]

T

(en la formula, * representa una posiciéon de unién, L2 representa

5 un grupo representado por la Férmula [2¢]

R RS
| |
LR*]p® @ LR®]F [20]

(en la férmula, R3¢, R*, R®%, y R® son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo

C1s; p2 representa un nimero entero de 1 hasta 3; g® representa un nimero

10 entero de 0 hasta 3; y r® representa un nimero entero de 1 hasta 6); A'
representa cualquiera de los grupos representados por las Férmulas [4] a [9]

* RTQ

[4] [5]

R?OJI'\,‘N N\/J'L\OR? R?'D [ DR?

(8] [7]
¥
R10~¢O R0-¢° * N 5
PO e TRy
T

NUN\_ES “/> 0
or? F17C|JJ\,N N A G
o [8] [2]

*

(en las férmulas, * representa una posicion de unién; y R’

representa un grupo protector carboxilo); y m representa un numero entero de 1

15 hasta 3); L? representa un grupo representado por la Férmula [2b]
cC O C

[ H‘“’Jpg qu L F|<"“"‘Jr2 [2b]
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(en la férmula, R, R*, R% y R8 son los mismos como o
diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1-s; p? representa un nimero entero de 1 hasta 3; g2 representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r? representa un nimero entero de 1 hasta 6); y L'
representa un grupo representado por la Férmula [2a]

R3a

R“'a 1 R’Ba [ 23]

(en la férmula, R%3, R*a R®%, y R62 son los mismos como o
diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C16; p' representa un nimero entero de 1 hasta 3; q' representa un nimero

entero de 0 hasta 3; y r' representa un nimero entero de 1 hasta 6)).

11.El compuesto de conformidad con reivindicacion 10 o una sal del mismo,

caracterizado porque R& es un grupo alquilo Cz6 el cual puede ser sustituido.

12.El compuesto de conformidad con reivindicacion 10 o 11 o una sal del

mismo, caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula

[18c]
RSG
|
Réc | [18¢c]

(en la férmula, R>¢ y R®¢ son los mismos como o diferentes de entre

si y representan un dtomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r3 representa
un numero entero de 1 hasta 6).

13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12
o una sal del mismo, caracterizado porque L' es un grupo representado por
la Férmula [183a]

7]
]. F\{&'J r' [18al

(en la férmula, R% y R®2 son los mismos como o diferentes de entre

si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r' representa

un numero entero de 1 hasta 6).
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14.El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13
o una sal del mismo, caracterizado porque L? representa un grupo

representado por la Formula [18b]
|' Rﬁb
|
¥
L RﬁbJ ' [18b]

(en la formula, R% y R8 son los mismos como o diferentes de entre

si y representan un dtomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r? representa

un numero entero de 1 hasta 6).

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14
o una sal del mismo, caracterizado porque R' es un atomo de hidrégeno, un
grupo alcoxicarbonilo C1-6 el cual puede ser sustituido, un grupo arilsulfonilo
el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el cual puede

ser sustituido.

16.El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15
o una sal del mismo, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo C1-s el cual
puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

17.Un compuesto representado por la Férmula [3] o una sal del mismo

i (o}
” AL
Al ﬂ NH,
[3]

SOsH | m

(en la férmula, L2 representa un grupo representado por la Férmula

R3c ‘| REC
| |
SRRia

[ R®Jp® J® [ R®|P  [2¢]

(en la férmula, R3¢, R*, R®%, y R& son los mismos como o

[2c]

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
Ci-s; p3 representa un nimero entero de 1 hasta 3; g° representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r® representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’

representa cualquiera de los grupos representados por las Férmulas [4] a [9]



S ) N
R 0 0
of;?; o R70 kqu?vﬂ*m?

N
\_/ j’\/
OR? R0 o VJ'L'ORT

[8] [9]

(en las férmulas, * representa una posicion de unién; y R’
representa un grupo protector carboxilo); y m representa un nimero entero de 1
hasta 3).

18.El compuesto de conformidad con reivindicacién 17 o una sal del mismo,
caracterizado porque R’ es un grupo alquilo C1 el cual puede ser sustituido
0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

10  19.Un compuesto representado por la formula [11] o una sal del mismo

) §
: COH
\HANJ’?\ L‘IAHA“/
HN

~s0,
N
B .
H |
Azf“WH’LLﬁ/JJ\‘L*/O [11]
“SOH | m

(en la férmula,

L1 representa un grupo representado por la Formula [2a]
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L]

0+—C
.‘.Rdaa : Jq" ‘.fl{san" [2a]

(en la férmula, R3a, R4a, R5a, y R6a son los mismos que o
diferentes uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
de 1 a 6 atomos de carbono; p1 representa un numero entero de 1 a 3; g1
representa un numero entero de 0 a 3; y r1 representa un numero entero de 1 a
6);y

L2 representa un grupo representado por la Formula [2b]
"[R®] 1 [R®
1] |
ol
L LR*®]p? J¢® | R®[?  [2b]

(en la férmula, R3b, R4b, R5b, y R6b son los mismos que o
diferentes uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
de 1 a 6 atomos de carbono; p2 representa un numero entero de 1 a 3; g2
representa un numero entero de 0 a 3; y r2 representa un numero entero de 1 a
6);y

L3 representa un grupo representado por la Formula [2¢]

3 -
italk
—C—01—-¢
LLR%Jp | L R&|P  [2¢]

=

(en la férmula, R3c, R4c, R5c, y R6¢c son los mismos que o
diferentes uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
de 1 a 6 atomos de carbono; p3 representa un niamero entero de 1 a 3; g3
representa un numero entero de 0 a 3; y r3 representa un numero entero de 1 a
6);y

A2 representa cualquiera de los grupos representados por la
Formula [12] a [17]

10



(_\N .WOH
o ™ |
SN N\/gH O<\ />0
/L\_/ o HO/\,N\_/N\/J\OH
(12] (13]
(0]
0
- OH ')\
(0] N
oM Do 25 21
Ho N NG HO \_f 0N
H O HO 0 ‘\r“ Z 0
H | N s
‘\'/NQ}N N\ S OH
S N N° OH o N/> o
) L ]
o ~OH HO/J\’N\_/N\)\OH
(6] (17]

(en las férmulas, * representa una posicién de enlace);

m representa un numero entero de 1 a 3)).

5 20.El compuesto de conformidad con la reivindicacién 19 o una sal del mismo,
caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula [18c]

R
|

—_— -

|
LR/ [18c)

(en la formula, R5¢c y R6¢c pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo de 1 a 6
10 atomos de carbono; y r3 representa un nimero entero de 1 a 6).

21.El compuesto de conformidad con la reivindicacién 19 o 20, o una sal del
mismo, caracterizado porque L1 es un grupo representado por la Férmula
[18a]

T
—1c

[IIR&'Jr’ [18a)
15

(en la formula, R5a y R6a pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo de 1 a 6
atomos de carbono; y r1 representa un numero entero de 1 a 6).

11
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22.El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21
o0 una sal del mismo, caracterizado porque L2 representa un grupo
representado por la Formula [18b].

- RSbT
i

|
LR % [18b)

(en la formula, R5b y R6b pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo de 1 a 6

atomos de carbono; y r2 representa un numero entero de 1 a 6).

23.Un compuesto representado por la Férmula [38] o una sal del mismo.

" 0 0
N_ _N
® N
0 » HN.
Hng
0 N//\N\> . SO )
OH(\ H |
N\JN\/U\NLWN\/\N)\/\/O
H H
o T
OH (38]

24.El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 23,
caracterizado porque es obtenido mediante el método de conformidad con

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

25.El complejo del compuesto de conformidad con la reivindicaciéon 19 a 24, o la

sal con un metal.

26.El complejo de conformidad con la reivindicacién 25, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo citotoxico.

27.Una composicién farmacéutica, caracterizada porque comprende el complejo
de conformidad con la reivindicacién 26.

28.La composicion farmacéutica de conformidad con la reivindicacion 27,

caracterizada porque la composicién farmacéutica es un agente para el

tratamiento de un trastorno que involucra una integrina.

12
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29.El complejo de conformidad con la reivindicacion 25, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo no citotdxico.

30.Una composicién farmacéutica, caracterizada porque comprende el complejo
de conformidad con la reivindicacion 29.

31.La composicion farmacéutica de conformidad con la reivindicacion 30,
caracterizada porque la composicion farmacéutica es un agente para el

diagnéstico de un trastorno que involucra una integrina.

32.La composicion farmacéutica de conformidad con la reivindicacion 28 o 31,

caracterizada porque el trastorno que involucra una integrina es un tumor.

13
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